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322 dispositifs-relais (255 classes
et 67 ateliers) ont accueilli plus
de 5300 éléves en 2003-2004
(1200 environ en ateliers).

Plus des quatre cinquiémes sont
des garcons et pres

de 90 % proviennent de classes
d'enseignement général.

Ces éleves, souvent en difficulté
sociale etscolaire, onten
moyenne un an et neuf mois de
retard. Généralement, ils restent
en dispositif-relais pour une durée
de trois mois (deux mois en atelier).
On retrouve en 2003-2004 trois
types de dispositifs-relais :
certains accueillent pour de
courtes durées des éléves jeunes,
retournant plus souvent que les
autres en college ala sortie;

une petite minorité de dispositifs
accueille un petit nombre
d'éleves, plutot ages et ayant des
retards importants, sur une durée
assez longue ; ces éleves
retournent moins souvent en
college que les autres ; enfin,

la majorité des dispositifs a un
profil «moyen », et leurs éleves
retournent généralement

en college.
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Le suivi et le devenir
des éleves accuelllis
en dispositifs-relails
Année scolaire 2003-2004

Lesdispositifs-relais (classes et ateliers-relais)
accueillent de fagon temporaire des éleves de
college qui sont entrés dans un processus de
déscolarisation et de désocialisation.

Les classes-relais, instituées par la circu-
laire n®98-120 du 12 juin 1998, s'appuient
sur un partenariat mené par les services de
'Etat (ministere de I'Education nationale,
ministere de la Justice), les collectivités ter-
ritoriales et le secteur associatif.

La convention cadre du 2 octobre 2002, mo-
difiée par I'avenant du 17 décembre 2003, a
créé complémentairement aux classes-re-
lais, des ateliers-relais, dans lesquels les
partenaires du monde associatif, notam-
ment ceux des mouvements d'éducation
populaire ainsi qu’une fondation bénéficiant
d'une reconnaissance d'utilité publique
apportent leur concours.

Les dispositifs-relais ainsi que le précise la
circulaire n°2003-085 du 16 mai 2003 (voir
I'encadré . « Organisation des dispositifs-
relais » p.2) ont pour but de réinsérer dura-
blement les éléves dans un parcours de
formation générale, technologique ou pro-
fessionnelle, tout en les engageant dans un
processus de resocialisation. Il ne devrait
pas s'agir d'une simple mise a |'écart d'éle-
ves perturbateurs, qu'on peut observer
parfois dans la pratique.

Le nombre de dispositifs
continue d’augmenter

Depuis leur création officielle en 1998, le
nombre de dispositifs-relais ne cesse d'aug-
menter (graphique 1). En 1999-2000, on en

Graphique 1- Evolution du nombre de dispositifs et d’éleves en dispositifs-relais
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Lecture : les dispositifs-relais étaient 180 en 1999-2000, et le nombre d'éléves accueillis en

dispositifs-relais était d’environ 2 600.



comptait 180 accueillant environ 2 600 éleves.
Pour I'année scolaire 2003-2004, on dénom-
bre 322 dispositifs (dont 67 ateliers) pour
5 300 éleves environ, soit environ 4 150 en
classes-relais et un peumoinsde 1200 en
ateliers (il sagit d'estimations, voir /'enca-
dré p.6).

En moyenne, en 2003-2004, un dispositif-
relais accueille environ 17 éléves dans I'an-
née (17 enclasse-relais, 16 enatelier-relais),
chiffre plus élevé que les années précéden-
tes (15 éleves accueillis en moyenne dans
les dispositifs-relais en 2002-2003 ; les ate-
liers accueillaient en moyenne 17 éléves).
Les effectifs accueillis dans I'année sont gé-
néralement compris entre 6 et 20 éleves
(graphique 2). En 2003-2004, 19 % des dis-
positifs accueillaient 6 a 10 éléves (contre
23 % en 2002-2003), 29 % accueillaient 11 a
15 éleves (contre 36 % en 2002-2003), et 25 %
en accueillaient 16 a 20 (contre 19 % en 2002-
2003). Globalement, la tendance a I'augmen-
tation des effectifs accueillis tout au long de
I'année par dispositif se confirme paralléle-
ment a la création de nouveaux dispositifs.
Toutefois, dans la grande majorité des cas, ces
entrées en dispositif-relais se font de maniere
individuelle et échelonnée. Le nombre d'éleves
accueillisdans|'année ne correspond donc pas
au nombre moyen d'éléves effectivement pré-
sents dans une classe a un moment précis de
I'année. Ce nombre d'éléves présents simulta-
nément en dispositif-relais varie de 5a 8 entre
novembre et mai ; il est plus faible en atelier :
de 3a6 (tableau).
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Lecture : les dispositifs-relais ont accueilli deux éléves
chacun en moyenne au cours du mois de septembre 2003.

Des séjours de durées trés variables

L'age moyen a I'entrée par établissement
estde 14 ansenviron, comme en 2002-2003,
tant pour les classes que pour les ateliers. Il
varie en moyenne de 12,7 a 15,5 ans en
classe-relais, et de 13,2 a 15,7 ans en atelier,
soitdesamplitudesde 2,8et2,5ans, compa-
rables a celles observées |'an dernier.

Graphique 2 - Distribution du nombre d'éléves accueillis par dispositif
pendant I'année scolaire 2003-2004 (en %)
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Lecture : 19 % des dispositifs-relais (18 % des classes et 22,5 % des ateliers) ontaccueilli au
cours de I'année 2003-2004 entre six et dix éleves.

La durée moyenne effective de séjour
s'éleve, pour I'ensemble des dispositifs, a
91 jours (sans compter les périodes de congés),
soit 97 jours pour les classes et 65 jours pour
les ateliers. Ces chiffres ne sont pas compara-
bles a ceux des années précédentes, qui in-
cluaient les jours de vacances.

60 % des éleves séjournent en dispositif-
relais moins de trois mois (56 % en classe-
relais, mais 80 % en atelier), et 12 % de
I'ensemble des éleves séjournent plus de six
mois (13 % en classe relais, mais 6 % seule-
ment en atelier). Les ateliers-relais, comme
les années précédentes, privilégient donc

Organisation des dispositifs-relais

Un dispositif-relais est rattaché a un college
et accueille des éleves provenant en général
de plusieurs colleges différents, selon une
répartition par zone de formation. En fonction
du contexte, ce dispositif peut étre implanté
dans des lieux différents. Soit il peut se trou-
ver au sein d'un college qui n'est pas déja
concerné par un accueil important d'éléves
endifficulté : celapeut éviterun sentimentde
relégation des éleves. Soit il peut étre dans
des locaux distincts : cette rupture tempo-
raire favorise chez les éleves une prise de
conscience du caractere inacceptable de leur
comportement.

L'équipe d'encadrement est fondée sur le vo-
lontariat. Elle est souvent mixte, constituée
d'enseignants et d'éducateurs, et elle tra-
vaille en relation étroite avec les personnels

sociaux et de santé. En regle générale, les
enseignants bénéficient d'une expérience
préalable d’enseignement devant des pu-
blics scolaires en difficulté tandis que les
éducateurs possedent une expérience pro-
fessionnelle confirmée et, en outre, une con-
naissance suffisante des regles de vie et de
travail au collége afin de mieux pouvoir tra-
vailleren collaboration avec les enseignants.
C'est I'inspecteur d'académie qui donne son
accord pour |'affectation d'un éducateur
dans un dispositif-relais (circulaire n® 98-120
du 12 juin 1998).

La mise en ceuvre des dispositifs-relais s'ap-
puie sur un partenariatactif entre |'Education
nationale, la Protection judiciaire de la jeu-
nesse, les collectivités locales (conseils
généraux et communes), et le tissu associatif
de proximité.

Graphique 3 — Distribution des durées de séjour en dispositif-relais
pendant I'année scolaire 2003-2004 (en %)
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Lecture: 12 % des éléves en dispositif-relais (9 % en classe relais et 28 % en atelier) ont effectué
au cours de I'année 2003-2004 un séjour inférieur ou égal a un mois.
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les séjours courts par rapport aux autres
dispositifs.

Trois types
de dispositifs-relais

Une typologie des dispositifs-relais en 2003-
2004 fait ressortir trois groupes.

Une minorité importante comprend les dis-
positifs accueillant des éleves jeunes pour
de courtes durées, ce qui ameéne a des effec-
tifs relativement élevés au total sur I'année ;
ces éléves retournent plus souvent que les
autres en college a la sortie du dispositif.
Une petite minorité de dispositifs au contraire
accueille un petit nombre d'éleves, plutot
ages et ayant souvent des retards impor-
tants, sur une durée assez longue ; ces éleves
sont proportionnellement moins nombreux a
retourner en collége que la moyenne. Enfin,
la majorité des dispositifs a un profil
«moyen »: éleves d'environ 14 ans, ayantun
retard d'un an, accueillis environ trois mois
dans des classes de 11 a 15 éleves sur I'an-
née ; ces éleves retournent généralementen
college, mais pas plus que la moyenne, et |l
y a beaucoup de non-réponses quant a leur
situation a la sortie. Cette typologie se ré-
vele valable tant pour les classes-relais que
pour les ateliers.

Les éleves des dispositifs-relais:
des collégiens en difficulté
scolaire et sociale

Des éléves
généralement
agésde13a15ans...

Comme lesannées précédentes, les disposi-
tifs-relais accueillent massivement des gar-
cons (81 % en classes-relais et 83 % en
atelier, comme I'an dernier). La majorité des
éleves quientrentdans desdispositifs-relais
sont des adolescents de 13a 15 ans.

En 2003-2004, la moyenne d'age des éléves
qui entrent dans les dispositifs-relais est
d'environ 14 ans et4 mois (quelques jours de
moins en atelier), ce qui semble comparable
avec les données de 2002-2003 (14 ans et
5mois). Un peuplusd’untiers des éléves ont
moins de 14 ans, un tiers a entre 14 et
15 ans, et un peu moins d'un tiers plus de
15 ans ; par rapport a I'an dernier, il y a plus
d'éleves de 12 ans et moins d'éleves de
15 ans (graphique 4).

Graphique 4 — Répartition des éléves suivant leur age révolu au 31 décembre 2003 (en %)
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Lecture: 14 % des éléves présents dans les dispositifs au cours de I'année scolaire 2003-2004
avaient 12 ans révolus au 31 décembre 2003 (15 % en classe-relais, 10 % en atelier).

Graphique 5- Provenance des éléves accueillis en dispositif-relais (en %)
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Lecture : 33 % des éléves accueillis en dispositif-relais proviennent de quatriéme générale (32 %

en classe-relais, 36 % en atelier).

Graphique 6 — Comparaison des retards des éléves accueillis en dispositif-
relais avec la référence nationale (en %) — Retards de un an
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Lecture : 45 % des éléves accueillis en dispositif-relais en sixieme ont un an de retard,

contre 22 % pour la référence nationale

Les garcons ont une moyenne d'age légere-
ment inférieure a celle des filles (14 ans et
3 mois contre 14 ans et 7 mois), chiffres trés
proches de ceux de 2002-2003. Dans les ate-
liers, les garcons ont en moyenne 14 ans et
3 mois (14 ans en 2002-2003) et les filles
14 ans et 7 mois (14 ans et 3 mois en 2002-
2003). Comme les années précédentes, les
filles entrent donc plus tardivement dans
des dispositifs-relais que les gargons. Enre-
vanche, contrairement a I'an dernier, c'est
dans les classes-relais, et non plus dans les
ateliers, qu'on trouve les éleves relative-
ment les plus jeunes.

L'age d'entrée en dispositif-relais differe
également suivant la situation scolaire.
Comme I'an dernier, les éleves déscolarisés
et,aunmoindre degré, les absentéistes sont
plus agés que les autres ; I'écart s'est toute-
fois restreint, notamment en atelier.

... principalement issus de
cinquiéme et quatrieme générale

Les éleves, filles et gargons, proviennent
principalement du cursus général, c'est-a-
dire des classes de sixieme, cinquieme, qua-
trieme et troisieme générale (88 % de
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Graphique 7 — Comparaison des retards des éléves accueillis en dispositif-relais
avec la référence nationale (en %) — Retards de deux ans
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Lecture : 33 % des éléves accueillis en dispositif-relais en sixieme ont 2 ans de retard ou plus,

contre 4 % pour la référence nationale.

Graphique 8 — Comparaison des retards des garcons et des filles

accueillis en dispositif-relais
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Lecture : dans les dispositifs-relais, 26 % des gargcons sont « a I'heure » et 48 % ont un retard

deunan.

I'ensemble des éleves de dispositifs-relais,
87 % I'an dernier), notamment dans les ate-
liers (90 % dans leur cas, 91 % I'an dernier).
Ces classes du cursus général représentant
au niveau national 94 % de I'ensemble des
éleves du premier cycle et de I'enseignement
adapté du second degré, le cursus général
semble donc légerement sous-représenté. I
faut, toutefois, tenir compte de 6 % de non-
réponses a cette question dans |'enquéte.
Lacinquieme et la quatrieme sont particulie-
rement représentées : 61 % des éleves ac-
cueillis en dispositif-relais (59 % en
2002-2003), et 66 % en atelier (graphique 5)
alors qu'ils ne représentent que 48 % de
I'ensemble des éleves au niveau national.
On observe que, comme les années précé-
dentes, un tres petit pourcentage d'éleves
provient de classes spécifiques (6 % au
total) : principalement les quatriémes a dis-
positif aménagé (2 %), troisiemes d'inser-
tion (2 %), et I'enseignement spécialisé
(SEGPA 2 %).

Des retards scolaires importants

Les retards des éleves accueillis en disposi-
tif-relais sont beaucoup plus élevés que ceux

de leurs camarades (référence nationale) ;
(graphiques 6 et 7). lls sont en moyenne de un
anet9mois(tantenclasse relais qu'enatelier),
ce qui correspond a une accentuation du phé-
nomene par rapport a I'an passé (un an et
demi).

Les retards sont particulierement nombreux
en cinquieme et quatrieme générale : 85 %
et 87 % des éléves contre 28 % et 32 % au
niveau national (85 % et 84 % en 2002-
2003), soit le triple de laréférence nationale.
Le retard est légérement différent suivant le
sexe : comme en 2002-2003, les filles sont
moins souventen retard que les garcons, mais,
lorsqu'elles le sont, elles ont en moyenne des
durées de retard plus élevées. En revanche,
contrairement a I'an dernier, ce retard est
moindre pour les filles en atelier.

Une majorité d'éleves
entrant en dispositifs
sont régulierement scolarisés

Les éleves qui entrent en dispositif-relais
étaient pour la plupart régulierement scola-
risés. C'est le cas de 59 % d’entre eux, tant
dans les classes que dans les ateliers-relais
(57 % en 2002-2003), contre 14 % de désco-

larisés (16 % en 2002-2003) et 25 % d'ab-
sentéistes (26 % en 2002-2003). La propor-
tion d'éleves déscolarisés s'est toutefois
accrue en atelier, passant de 8 % en 2002-
2003 a 12 % en 2003-2004, tandis que dans
les classes-relais, la proportion passait de
17 % & 15 %. Parallelement, la proportion
d'éleves scolarisés chute dans les ateliers
ayant répondu a l'enquéte (de 74 % a
59 % ; les absentéistes passant eux de 18 %
a25%).

Parailleurs, comme en 2002-2003, la propor-
tion d'éleves qui suivaient régulierement
une scolarité avant d'entrer en dispositif-
relais est sensiblement plus forte chez les
garcons (62 % en 2003-2004 contre 60 %
I'an dernier) que chez les filles (46 % contre
44 % I'an dernier). Cette disparité est atté-
nuée en atelier (54 % de filles scolarisées
contre 61 % de garcons) par rapport aux
classes-relais (45 % contre 63 %).

Au moins 41 % des éleves
font I'objet d'une mesure éducative

Les éleves accueillis en dispositif-relais,
hormis leurs difficultés scolaires, sont tres
souvent endifficulté sociale. Ainsi, au moins
41 % des éleves accueillis en dispositif-
relais sont sous mesure éducative (on
ignore, pour 16 % des éleves, s'ils font I'ob-
jet d’'une mesure ou non), soit 44 % en clas-
ses-relais (11 % de non-réponses) et 29 %
enatelier(maisavec 35 % de non-réponses).
Les filles font plus souvent I'objet de mesu-
res que les garcons (46 % contre 40 %). Ces
mesures sont avant tout des mesures judi-
ciaires civiles (14 % contre 17 % en 2002-
2003) ou administratives (18 % contre 15 %
en 2002-2003), les autres mesures étant des
mesures uniquement pénales ou civiles et
pénales (graphique 10).

Les comparaisons
d’'une année sur l'autre

Depuis 1999 le nombre d'éleves ac-
cueillis en dispositifs-relais a doublé, ce
qui doit amener a relativiser les compa-
raisons sur I'ensemble de la période : 10
% d'éleves en 2004 correspondent en
nombre absolu, en proportion, a environ
20 % d'éleves en 1999. Ainsi, le nombre
d'éleves sous mesure, qui passe de 48 %
en 1999-2000a 42 % en 2002-2003, puis
a 41 % en 2003-2004 correspond, res-
pectivement, a environ 1 900 éléves,
puis 3500, pour se stabiliser a 3 500.
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La baisse de la fréquentation scolaire et les
mesures éducativesdontcertains jeunes ont
fait I'objet sont fortement liées : ces mesu-
res sont particulierement nombreuses parmi
les éleves déscolarisés ou, sauf en atelier,
absentéistes.

Enfin, I'existence de mesures éducatives
tend a décroftre avec I'age des éleves, sauf
pour les plus de 16 ans ; il ne s'agit toutefois
pas pour l'instant d'un phénomene sta-
ble : la relation entre ces deux variables
semble fluctuer au cours des enquétes.

Des durées de séjours variables
suivant les caractéristiques
des éleves

La durée de séjour en dispositif-relais n'est
pas différente qu'il s'agisse d'un gargon ou
d’une fille. En revanche, si I'on considere la
durée de séjour en fonction de la situation
scolaire de I'éleve au moment de I'entrée
dans le dispositif, on remarque que, comme
en 2002-2003, la durée est sensiblement
plus longue pour un éleve déscolarisé
(100 jours en moyenne, alors que la
moyenne générale est de 91 jours) que pour
un éleve scolarisé (85 jours). Un éléve sorti
du systeme scolaire a sans doute besoin de
plus de temps pour retrouver le sens des
regles de base.

Lesdurées sontégalement fortementliéesa
I'orientation a la sortie de dispositif-relais.
Les jeunes retournant en college passent
moins de temps que la moyenne en disposi-
tif-relais (78 jours). Au contraire, ceux qui
sont réorientés en lycée professionnel
(144 jours), en CFA (125 jours), ou vers la vie
active (128 jours) passent un a deux mois de
plus dans ces dispositifs.

Des incertitudes sur le devenir
des éleves

Immédiatement a la sortie du dispositif-
relais, I'enquéte fait apparaftre un taux
d'orientation en college de 49 %. Ce taux
était de 69 % en 2002-2003, mais la diffé-
rence tientaux taux de non-réponses a cette
question : 38 % en 2003-2004, contre 15 %
seulement en 2002-2003 ; il ne faut donc
pas en tirer de conclusion hative. Ceci d'au-
tant plus que I'enquéte sur le suivi et le
devenir des éléves accueillis en dispositif-
relais (voir I'encadré p.6) tente d'apporter
quelques éléments de réponses en terme de
re-scolarisation a la fin du premier trimestre
de I'année scolaire suivante, soit six mois

Graphique 9 - La situation scolaire des éléves avant d’entrer en dispositif-relais (en %)
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Lecture : 59 % des éleves sont scolarisés avant d’entrer en dispositif-relais.

Graphique 10— Les mesures éducatives

0 Dispositifs
Classes
Ateliers

(s o
Administrative Judiciaire Judiciaire
civile pénale
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Graphique 11 - Les profils des éléves qui ont été accueillis en dispositif-relais
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Lecture : les éléves venant de sixiéme ont un pro

fil proche de ceux de 12 ans.

N.B . Seuls les points les plus significatifs figurent sur ce graphique.

apres la fin de I'année scolaire. Dans cer-
tainscas, la situation des éléves peut ne pas
gtre connue ou renseignée pour la sortie du
dispositif-relais, mais I'étre pour décembre
2004 : au total les non-réponses (ou répon-
ses « ne sait pas ») aux deux questions sur la
situation des éléves tant a la sortie qu'en
décembre ne concernent que 14 % des éleves.
Inversement, 62 % des éléves sontsignalésen

college, soit a la sortie du dispositif, soit en
décembre 2004 (ot une majorité relative des
éleves est dans ce cas : I'affectation en col-
lege reste la plus fréquente).

Si I'on s’en tient aux données sur la sortie
des dispositifs-relais, les éléves reviennent
plus fréquemment en college a I'issue des
ateliers : 61 % (contre 47 % a I'issue d'une
classe-relais). Comme I'an dernier, les éléves
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pour lesquels n'a pas été trouvée de solution
sont environ 2 % en moyenne et 1 % a la
sortie des ateliers-relais, tandis que ceux
pour lesquels une solution autre que le college
aététrouvée sontenviron 10 % enmoyenne,
11 % en classe-relais (13 % en 2002-2003)
et 7 % en atelier (comme en 2002-2003).

Les orientations a la sortie varient fortement
en fonction de I'dge. Comme I'an dernier,
plusles éleves sontjeunes, plus | orientation
vers le college est importante (tant dans les
classes que dans les ateliers-relais). Les éle-
ves des dispositifs-relais, souvent en diffi-
culté scolaire (retard de d’'un an et neuf mois
en moyenne) et qui proviennent majoritaire-
ment du cursus général traditionnel, ne sont
généralement pas affectés vers des classes
spécialisées ou vers |'apprentissage d'un

métier. llestjugé préférable sans doute d'at-
tendre la rentrée scolaire prochaine pour
une réaffectation car un éléve réorienté au
milieu de I'année scolaire perdrait a nouveau
ses reperes et serait un peu plus désorienté.

I Les grands profils d'éléves

Les grandes catégories d'éleves rejoignent
la typologie des établissements : un groupe
d'éleves jeunes restant brievement dans le
dispositif, ayant rarement fait |'objet de me-
sures et retournant en college ; a I'opposé,
un groupe d'éleves agés, plus souvent dé-
scolarisés que la moyenne, ayant été I'objet
plus souventde mesures pénales etretournant
moins souvent que la moyenne en collége ;

enfin, entre les deux, un troisiéme groupe
ayant des caractéristiques « moyennes »
(graphique 17).

Francois Alluin, DEP C3

Pour en savoir plus

« Les dispositifs-relais 1999-2003 »,
Note Evaluation04.11, MEN-Direction de
|"évaluation et de la prospective,
novembre 2004.

«Le suivi et le devenir des éleves accueillis
en dispositifs-relais — Année scolaire
2002-2003 », Note Evaluation 04.08,
MEN-Direction de |'évaluation et de

la prospective, aolt 2004.

Enquéte sur le suivi et le devenir des éleves accueillis en dispositif-relais en 2003-2004

Ala demande de la Direction de I'enseignement scolaire (DESCO) et de
la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministere de la
Justice (PJJ), la Direction de I'évaluation et de la prospective (DEP) a pris
en charge le traitement des données d'une enquéte exhaustive menée
par la DESCO. Celle-ci fait suite a plusieurs enquétes portant sur les
années scolaires précédentes, et baties sur les mémes criteres. Les
résultats de I'enquéte 2003-2004 sont donc comparables a ceux des
années précédentes sur ces différents criteres.

Les données recueillies sont des données individuelles portant sur cha-
cun des jeunes présents dans le dispositif au cours de I'année 2003-
2004. Elles proviennent d’'une enquéte mise en ligne par le Centre de
I'informatique statistique et de I'aide a la décision de la DEP, qui permet

de connaitre : le nombre d'éleves, leur age, leur sexe, leur classe d'ori-
gine, leur situation scolaire (scolarisé, déscolarisé, absentéiste), leurs
dates d'entrée et de sortie, la mesure éducative dont ils font |'objet
(mesure administrative, judiciaire civile et/ou pénale, pas de mesure),
leur orientation a la sortie du dispositif-relais (type d'établissement et
classe), enfin leur situation en fin d'année civile (type d'établissement
etclasse).

Sur les 322 dispositifs-relais qui ont fonctionné au cours de |'année
2003-2004 (soit plus de 5 300 éleves si I'on retient les moyennes de
17 éleves environ par classe -relais et 16 par atelier, obtenues au cours
de I'enquéte), 231 ont répondu a I'enquéte (72 %), dont 40 ateliers sur
67 (60 %), concernant au total 3 829 éleves, dont 707 en atelier.

ministére
émr"””n" - girection Directeur de la publication
nationa '3 i
enseignem de I'evaluation . Claudine Peretti
SUpei ef de la prospective Rédactrice en chef
[dep] Francine Le Neveu
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